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Veroffentlicht 

Mir inter nationalem Recherchenberichi. 



(54) TiUe: DEVELOPER STATION WITH A PLURALITY OF ADJACENT DEVELOPER CHAMBERS 

(54) Bezeichnung: ENTW1CKLER STATION MIT MEHREREN NEBENEINANDER ANGEORDNETEN ENTW1CKLERKAMMERN 
(57) Abstract 

The invention relates to a developer sta- 
tion for electrophotographic printing apparatus 
operating in multicolour simplex and duplex 
mode and having continuous paper. The said 
developer station contains a plurality of adja- 
cent developer chambers (EL E2) with devel- 
oper drums (W 1 , W2) and transport drums (TW) 
arranged therein. The adjacent developer cham- 
bers (El, E2) are separated by partition walls 
(ZW) with openings through which the drums 
pass. The drums driven together are positively 
connected with each other by coupling elements 
arranged in the area of said openings and having 
associated toner-proof seals. 

(57) Zusammenfassung 

Eine Entwicklerstation fur eine im mehr- 
farbigen Simplex- und Duplexbetrieb arbeitende 
elektrofotografische Druckeinrichtung mit End- 
lospapier enhalt mehrere nebeneinander ange- 
ordnete Entwicklerkammem (EI, E2) mit darin 

angeordneten Entwicklerwalzen (Wl, W2) und Transporrwa lze n (TW). Die be nach barren Entwicklerkammem (El. E2) sind durch 
Trennwande (ZW) mit Walzendurchgangsofrnungen getrennt. Im Bereich der Walzendurchgangsoffnungen angeordnete Koppelelemente 
mit zugehorigen tonerdichten Dichrungen verbinden die gemeinsam angetriebenen Walzen formschlussig miteinander. 
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Be s chre ibung 

Entwicklerstation mit mehreren nebeneinander angeordneten 
Ent w i ckl e rkammern 

5 

Die Erfindung betrifft eine Entwicklerstation fur eine Druck- 
oder Kopiergerat zum getrennten Einfarben von mehreren neben- 
einander auf einem elektrograf ischen Zwischentrager angeord- 
neten Entwi ckl erbe re i chen mit Toner. 

10 

Aus der WO 94/27193 ist eine elektrograf ische Druckeinrich- 
tung bekannt mit der es moglich ist einen band formi gen Auf- 
zeichnungstrager im Simplex- und Duplexbetrieb mehrf arbig zu 
bedmcken . Zu diesem Zweck enth&lt die Druckeinrichtung meh- 
15 rere getrennte, hintereinander oder nebeneinander angeordnete 
Entwicklerstationen die auf einem elektrograf ischen Zwischen- 
trager (Fotoleiter) den Entwicklerstationen zugeordnete Ent- 
wicklerbereiche getrennt einfarben. 

20 Im mehrfarbigen Simplexbetrieb, dem sogenannten Spot-Colour 
Betrieb wird auf den Auf zeichnungstrager zunachst ein Druck- 
bild mit einer ersten Farbe umgedruckt, dann das Druckbild 
fixiert und dann der Auf zeichnungstrager wieder zur Umdruck- 
station zuruckgef uhrt und ein Druckbild mit einer zweiten 

25 Farbe aufgedruckt und anschliefiend in einem zweiten Durchlauf 
durch die Fixierstation fixiert. Die Umdruckstation wird so 
mit einem einzigen Auf zeichnungstrager in zwei parallel ne- 
beneinander angeordneten Auf zeichnungstragerbahnen durchlau- 
fen. Den Auf zeichnungstragerbahnen zugeordnet sind entspre- 

30 chende Entwicklerbereiche auf dem Fotoleiter. Da Fotoleiter, 
seien es Bander oder Trommeln, nicht beliebig breit sein kon- 
nen ist es erforderlich die Entwicklerbereich auf dem Foto- 
leiters ohne wesentlichen Abstand nebeneinander anzuordnen. 
Damit mufien auch die zugehorigen Entwicklerstationen dicht 

35 nebeneinander angeordnet sein. Dies ist mit getrennten Ent- 
wicklerstationen mit getrennten Antrieben fur die Walzen nur 
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schwer zu bewaltigen. Weiterhin ist eine exakte Justage der 
Entwicklerstationen erforderlich . 

Wird gemafc der Erfindung eine einzige Entwicklerstation mit 
5 mehreren getrennten Entwicklerkammern verwendet, so ist es 
erforderlich die Trennwande sehr dunn zu halten. Dies bringt 
Abdichtungsprobleme im Bereich der Trennwande mit sich. 

Aufgabe der Erfindung ist es eine kompakte, betriebssichere 
10 Entwicklerstation mit mehreren nebeneinander angeordneten, 
tonerdicht abgedichteten Entwicklerkammern bereitzustellen. 

Diese Aufgabe wird gemafc den Merkmalen des ersten Patentan- 
spruches gelost . 

15 

vorteilhafte Ausfuhrungen der Erfindung sind in den Unteran- 
spruchen gekennzeichnet . 

Die erfindungsgemaBe Entwicklerstation enhalt mehrere neben- 
2 0 einander angeordnete, den Entwicklerbereichen jeweils zuge- 
ordnete Entwicklerkammern mit darin angeordneten Entwickler- 
walzen und Transport walzen . Im Grenzbereich zwischen benach- 
barten Entwicklerkammern angeordnete Trennwande weisen Wal- 
zendurchgangsoffnungen auf . Benachbarte Walzen sind im Be- 
25 reich der Walzendurchgangsof f nungen uber Koppelelemente form- 
schlOEig miteinander gekoppelt und werden jeweils gemeinsam 
angetrieben. Dichtungen im Bereich der WalzendurchgangsSf f - 
nungen dichten die Entwicklerkammern gegeneinander tonerdicht 
ab. 



30 



35 



Urn ein leichtes Reinigen der Transportwalzen zu ermoglichen, 
konnen die Transportwalzen der einzelnen Entwicklerkammern 
gemeinsam aus dem Stationsgehause entnommen und wieder einge- 
schoben werden. 

Die erfindungsgemaEe Entwicklerstation ist kompakt und be- 
triebsicher aufgebaut und ist besonders fur die Verwendung in 
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einer aus der WO 94/27193 bekannten elektrograf ische Druck- 
einrichtung geeignet . 
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Aus f uhrungsf ormen der Erfindung sind in den Zeichnungen dar- 
gestellt und werden im folgenden anhand der Zeichnungen bei- 
spielhaft naher beschrieben. Es zeigen 

5 Figur 1 eine schematische Darstellung einer Entwicklerstation 
mit zwei nebeneinander angeordneten Entwicklerkammem . 

Figur 2 eine schematische Darstellung der Anordnung einer 
Trennwand zwischen den Entwicklerkainmern. 

10 

Figur 3 eine schematische Darstellung der Trennwand zwischen 
den Entwicklerkammem. 

Figur 4 eine schematische Querschnittsdarstellung der Koppe- 
15 lung der Entwicklerwalzen und deren Abdichtung im Bereich der 
Wal zendurchgangsof f nung . 

Figur 5 eine schematische Darstellung der Koppelung der 
Transportwalzen und deren Abdichtung und Lagerung im Bereich 
20 der Wal zendurchgangsof f nung . 

Figur 6 eine schematische Teildarstellung der Drehsicherung 
fur das abgedichtete Lager der Transportwalze und 

25 Figur 7 eine schematische Darstellung des abgedichteten Lager 
der Transportwalze 

Eine elektrof otograf ische Druckeinrichtung zum mehrfarbigen 
Bedrucken von bandformigen Auf zeichnungstragern im Simplex- 

30 und Duplexbetreib, wie sie aus der WO 94/27193 bekannt ist, 
enthalt eine Entwicklerstation die im folgenden anhand der 
Figuren naher beschrieben wird. Sie besteht im Prinzip aus 
zwei in einem einzigen Gehause angeordneten, durch eine dunne 
Trennwand getrennten und miteinander uber die Trennwand ge- 

35 koppelten Entwicklerstationen die jeweils prinzipiell einen 
aus der WO 94/03842 bekannten Funkt ions auf bau haben. Die 
Funktion der am EntwicklungsprozeS beteiligten Walzen und ih- 
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re technische Bezeichnung wird in der WO 94/03842 beschrie- 
ben. Insoweit ist diese Schrift Bestandteil der voliegenden 
Of f enbarung . 

5 Die in der Figur 1 dargestellte Entwicklerstation enthalt ein 
herausziehbar uber Schienen im Gerat angeordnetes Gehause G 
mit zwei EntwicJclerkatranern El und E2 die uber eine Zwischen- 
wand ZW getrennt sind. In den Entwicklerkammern El und E2 je- 
weils angeordnet sind zwei Entwicklerwalzen Wl und W2 aus ei- 

10 ner drehbaren Hohlwalze HW mit darin angeordnet em Magnetsta- 
tor MS (Figur 4) sowie eine Dosierwalze DW aus Plexiglas mit 
darin angeordneter Belichtungseinrichtung . Eine im Entwick- 
lersumpf unterhalb der Entwicklerwalzen gelagerte Transport- 
walze TW (Figur 5) transportiert das Entwicklergemisch zu den 

15 Entwicklerwalzen Wl und W2 . AuEerhalb der Entwicklerkammern 
El und E2 im Austrittsbereich der Entwicklerstation ist eine 
einzige die Entwicklerkammern El und E2 uberspannende Trager- 
fangwalze TFW angeordnet, die analog zu den Entwicklerwalzen 
aufgebaut ist. Samtliche Walzen aufier der Transportwalze sind 

20 entsprechend dem Verlauf des Entwicklerspaltes urn eine Foto- 
leitertrommel FT (Fig2) gruppiert . Sie drehen sich in den in 
der Figur 2 dargestellten Pf eilrichtungen . Angetrieben werden 
sie gemeinsam uber ein seitlich am Gehause G der Entwickler- 
station angeordnetes Getriebe GT. 

25 

Zwischenwand 

Die Zwischenwand ZW (Fig. 2) trennt die verschiedenf arbigen 
Entwicklergemische (z.B. Zweikonponententoner) . Um Uberschla- 

30 ge durch eine Bias-Spannung zu verhindem besteht sie aus 

Kunststof f mit einer Eloxalschicht aus Aluminium mit abgerun- 
deten Ecken, damit die Eloxalschicht nicht abplatzt. Es ist 
auch moglich sie ganz aus einem unmagnetischen Werkstof f 
z . B . Aluminium zu fertigen. Die Zwischenwand ZW enthalt den 

35 Walzen jeweils zugeordnete Wal zendur chgangsof f nungen 10, wo- 
bei die benachbarten Walzen der Entwicklerkammern im Bereich 
der Walzendurchgangsoff nungen uber Koppelelemente 11 (Figuren 
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4, 5) formschluEig miteinander gekoppelt sind und jeweils ge 
mexnsam angetrieben werden. Im Bereich der Walzendurchgangs- 
offnungen 10 befinden sich auch die die Entwicklerkammern ge- 
genemander abdichtende Dichtungen. 

Wie in den Figuren 2 und 3 dargestellt umfasst die Zwischen- 
wand ZW die Trennbereiche der Walzen. Urn die Tragerf angwalze 
TFW herum ist keine Zwischenwand notwendig, weil der Gemisch- 
transport von unten nach oben zum Austrittsbereich der Bnt- 
wxcklerstation gesehen nur bis zur Entwicklerwalze W2 
(angrenzend an die Dosierwalze DW) erfolgt. Die Tragerf anq- 
walze TFW ist deshalb einstuckig ausgebildet und wird von der 
Zwischenwand ZW nur teilweise umfasst Zum Gehause G bin ist 
sxe uber eine Schaumstof f dichtung 12 abgedichtet. Im Bereich 
exnes sich entlang der Transportwalzen TW erstreckenden Ge- 
mxschleitelementes (Rakel) 13 enthalt die Zwischenwand ZW ei- 
ne Of f nung 14 die das Rakel 13 auf niirnnt . Diese Of f nung 14 
wxrd nach Einbau der Zwischenwand und der Walzen uber ein 
Fullstuck 15 (Fi^ur 3) m it Dichtung verschloEen. Damit kann 
fur dae gesamte Entwicklerstation ein durchgehendes ungeteil- 
tes Rakel 13 verwendet werden. Das Fullstuck 15 ist dachfor- 
mxg, damit in diesem flachen Teil der Zwischenwand ZWkeine 
Gemxschablagerungen entstehen, bzw das Gemisch abflieSen 
kann. Kritisch ist der Abstand der Zwischenwand zur Fotolei- 
tertrommel FT. Es hat sich ein Abstand von 1mm bewahrt Evtl 
auf tretende leichte Gemischwanderungen in diesem Bereich sind 
nicht. funktionsstorend. 

Es ist auch moglich die Zwischenwand ZW aus zwei spiegelbild- 
ixchen Teilen mit eingeschlossenen Luftkanalen zusammenzufu- 
gen, uber die Blasluf t an den Grenzbereich zur Fotoleiter- 
trommel herangefuhrt wird, urn so ein Ablagem von Tonerstaub 
oder Gemisch in diesem Bereich zu verhindern . Weiterhin kann 
zwxschen Fotoleitertrommel FT und Zwischenwand z B eine Te- 
flon -Filzdichtung oder Ahnliches angeordnet sein 
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Wie in der Figur 4 dargestellt sind die Hohlwalzen HW der 
Entwicklerwalzen Wl und W2 uber ein rohrformiges Zwischen- 
stuck 16 miteinander verbunden. Das Zwischenstuck 16 weist 
einen die Hohlwalzen HW koppelnden rohrf ormigen Verbindungs- 
5 korper auf mit seitlichen Auf nahmebereiche 17 zur Aufnahme 

der Hohlwalzenden . In diesen Auf nahmebereiche 17 ist das Zwi- 
schenstuck mit den Enden der Hohlwalzen HW verschraubt . Der 
Innendurchmesser des Zwischenstucks 16 ist so bemessen, daS 
die Magnetstatoren MS bei der Montage der Entwicklerwalzen in 
10 diese eingeschoben werden konnen. Die den Magnetstatoren MS 
zugeordnete Magnete sind im Bereich der Zwischenwand ZW un- 
terbrochen, damit dort kein Gemisch angezogen wird . Im Be- 
reich der Zwischenwand ZW weist das Zwischenstuck 16 eine 
Laufflache 18 als Anlageflache fur Dichtelemente 21/1 einer 
15 der Walzendurchgangsof f nungen zugeordneten Radialdichtung 19 
auf. Das Zwischenstuck 16 und damit die Laufflache 18 besteht 
vorzugsweise aus einem abriebfesten Werkstoff z. B. nitrocar- 
boniertem Cr-Ni-Stahl, Messing verchromt oder harteloxiertem 
Aluminium. 



20 



25 



Auch die Dosierwalzen DW sind in analoger Weise formschluSig 
uber ein Zwischenstuck 16 mit Laufflache 18 verbunden. Es be- 
steht wie der Dosierwalzenkorper aus Plexiglas oder aus einem 
anderen passenden Wekstoff . 



Urn die Walzendurchgangsof f nungen 10 gegenuber den Koppelele- 
menten ll der Entwickler-und Dosierwalzen abzudichten enthal- 
ten diese eine in der Figur 4 im Schnitt dargestellte Radial - 
wellendichtung 19. Sie muE wegen der geringen Abstande insbe- 

30 sondere der Entwicklerwalzen Wl und W2 sehr flach sein. Die 
Radialwellendichtung 19 besteht aus einem drehfest in den 
Walzendurchgangs off nungen befestigten Dichtungskorper 20 der 
eine die Dichtung auf den Koppelelementen ll (Zwischenstucken 
16 ) zentrierende Innenumf angsf l&che 21 mit seitlichen ela- 

35 stischen Dichtlippen 21/1 aufweist die elastisch an den Lauf- 
flachen 18 der Zwischenstucke 16 anliegen. Die Dichtung wird 
uber den Durchmesser der Innenumf angsf 1 ache 21 auf dem Zwi- 



SDOCID: <WO 9716770A1_I_> 



WO 97/16770 



PCT/DE96/01176 



8 

schenstuck 16 zentriert, damit an der Dichtstelle immer 
gleiche Bedingungen wie z. B. konstante Andruckkraft herr- 
schen. Drehgesichert wird die Dichtung uber in Ausnehmungen 
der Zwischenwand einschiebbare Fullstucke 22 mit darin ange- 
5 ordneten Stiften 23 die in Offnungen 24 der Dichtung eingrei- 
fen. Bei der Montage der Zwischenwand ZW werden die Fulls tuk- 
ke 22 zunachst mit den Stiften 23 auf die Dichtung aufgesetzt 
und dann in die Ausnehmungen der Zwischenwand mit der Dich- 
tung eingeschoben. 
10 Der Aufcendurchmesser der Dichtung ist mit Schaumstoff 25 in 
den Walzendurchgangsof fnungen der Zwischenwand und an den 
Fullstucken abgedichtet . Der Dichtungskorper 20 besteht aus 
erprobtem Tef lonmaterial mit Fullstoffen. 

Bei entsprechender Materialwahl z. B. Teflonfilz ist es auch 
15 vorstellbar die Radial wellendichtung insgesamt als Filzring 
auszubilden . 

Transportwal zen 

20 Die Entwicklerstation enthalt wie aus der Fig 5 ersichtlich 

im Entwicklerstationssumpf der Entwicklerkammern jeweils eine 
Transportwalze TW mit einer zentralen Transportwendel 26 zum 
Que rdurchmis chen des Entwicklergemisches und am Umfang ange- 
ordneten radialen Schaufeln 27, die das Entwicklergemisch zu 

25 den Entwicklerwalzen Wl, W2 transportieren. Im Bereich der 

Walzendurchgangsof fnung der Zwischenwand ZW sind die Drehach- 
sen der Transportwal zen TW uber das als Steckachse 28 ausge- 
bildete Koppelelement 11 formschlufiig miteinander verbunden. 
Die Steckachse 28 ist gleichzeitig Teil einer Lagerbaugruppe 

30 mit einem Lagerkorper 2 9 der ein zent rales die Drehachse der 
Transportwal zen TW aufnehmendes abgedichtes Lager 30 auf- 
weist. Der scheibenartige Lagerkorper 29 ist in der Walzen- 
durchgangsof fnung 10 der Zwischenwand ZW angeordnet und dort 
uber einen Dichtring 31 z.B. in Form eines O-Ringes Oder mit 

35 Schaumstoff abgedichtet. Bei dem abgedichteten Lager 30 han- 
delt es sich urn eine Weiterentwicklung des aus dem DE-GM 
G8114468.7 bekannten, sogenannten „Niloslager* . Es enthalt 
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(Figur 7) zwei in einem Lagerkafig des Lagerkorpers 2 9 ange- 
ordnete Walzlager 32 die sich jeweils an ihrer Innenseite 
uber Tellerfedern 33 auf einem zentralen Bund 34 des Koppele- 
lements (Steckachse 28) abstutzen und jeweils an ihrer AuEen- 
5 seite an einem das Lager gegenuber den Entwicklerkammern ab- 
dichtenden Dichtring 3 5 (Nilosring) anliegen. Der Dichtring 
35 ist uber einen Sicherungs-und Abdeckring 36 gesichert . Das 
Zusammenwirken der Lagerelemente zur Erzielung der Abdicht- 
funktion ist im Prinzip in der Schrift DE-GM G8114468.7 be- 
10 schrieben. 

Die uber das Koppel element 11 gekoppelten beachbarten Trans - 
portwalzen TW bilden eine Transportwal zenbaugruppe (Figur 5) 
die beidseitig derart in dem Entwicklerstationsgehause G ge- 
lagert ist, da£ die Transportwal zenbaugruppe geschlossen aus 
15 dem Entwicklerstat ionsgehause G entnommen und wieder einge- 
setzt werden kann. Zu diesem Zweck ist die Transportwalzen- 
baugruppe auf der Antriebsseite in einem Loslager 37 gelagert 
und auf der Bedienseite in einem herausnehmbaren Festlager 
38. Am Ugerkorper 29 befestigt ist ein Drehsicherungselement 
20 39 mit einem Stift 40 der in eine Langsfuhrung 41 des Stati- 
onsgehauses G eingreift. (Figuren 5,6). Die Langsfuhrung 41 
(Schlitz) erstreckt sich in der linken Entwicklerkammer von 
der Zwischenwand ZW bis in den Bereich des Festlagers 38, wo 
sie nach AuEen mundet . Ein Ansatz 42 des Festlagers 38 ver- 
25 schlieEt die Mundung . Der Fuhrungs schlitz 41 ist Teil eines, 
uber einen verschwenkbaren Dauermagneten 4 3 verschlieEbaren 
Entleerkanals 44 fur das Entwicklergemisch . 
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1. Entwicklerstation fur ein Druck- oder Kopiergerat zum ge- 
trennten Einfarben von mehreren nebenemander auf einem elek- 
5 trograf ischen Zwischentrager (FT) angeordneten Entwicklerbe- 
reichen mit Toner, wobei die Entwicklerstation aufweist: 

- mehrere nebeneinander angeordnete, den Entwicklerbereichen 
jeweils zugeordnete Entwicklerkamrnern (E1,E2) die jeweils 
mindestens eine Entwicklerwalze <W1,W2) mit einer drehba- 

10 ren, anget riebenen Hohlwalze (HW) und einem Magnetstator 

(MS) sowie eine Toner zu der oder den Entwicklerwalzen 
(W1,W2) transportierenden, anget riebenen Transportwalze 
(TW) enthalten 

- mindestens eine im Grenzbereich zwischen benachbarten Ent- 
15 wicklerkammern (E1,E2) angeordnete Trennwand (ZW) mit Wal- 
zendurchgangsof f nungen (10), wobei 

- die benachbarten Walzen im Bereich der Walzendurchgangsof f - 
nungen (10) uber Koppelelemente (11) formschluSig miteinan- 
der gekoppelt sind und jeweils gemeinsam angetrieben werden 

2 0 und 

- im Bereich der Walzendurchgangsof f nungen (10) die Entwick- 
lerkamrnern (E1,E2) gegeneinander abdichtende Dichtungen 
(19,30) auf weisen . 

25 2 .Entwicklerstation nach Anspruch 1 mit einem die Hohlwalzen 
(HW) koppelnden rohrformigen Verbindungskorper (16), der 
seitliche Auf nahmebereiche (17) zur Aufnahme der Hohlwalzen- 
enden aufweist sowie eine Laufflache (18) als Anlageflache 
fur Dichtelemente (21/1) einer den Walzendurchgangsof f nungen 

30 (10) zugeordneten Radialdichtung (19) . 

3 . Entwicklerstation nach Anspruch 2 mit einer Laufflache (18) 
aus verschleifif estem Metall . 
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4 . Entwicklerstation nach einem der Anspruche 1 bis 3 mit ei- 
ner drehfest in den Wal zendurchgangsof f nungen bef estigten Ra- 
dialwellendichtung (19) mit einem Dichtungskorper (20), der 
eine die Dichtung auf den Koppelelementen (11) zentrierende 

5 Innenumf angsf lache (21) mit seitlichen elastischen Dichtlip- 
pen (21/1) aufweist . 

5 . Entwicklerstation nach Anspruch 2 mit einer zwischen einer 
AuSenumf angsf lache der Radialwellendichtung (19) und einem 

10 Auf nahmebereich der Walzendurchgangsof fnung (10) angeordneten 
Dichtschicht (25) aus elastischem Material. 

6 . Entwicklerstation nach einem der Anspruche 2 oder 3 mit ei- 
nem aus Teflonfilz bestehenden Dichtring als Radialdichtung 

15 19) . 

7. Entwicklerstation nach einem der Anspruche 1 bis 6, wobei 
die Transportwalzen (TW) im Bereich der Walzendurchgangsof f- 
nungen (10) uber ein die Drehachsen der Transportwalzen (TW) 

20 verbindendes Koppel element (11 in Fig. 5, 28) verbunden sind. 

8. Entwicklerstation nach Anspruch 7 mit einer Dichtung mit 
einem drehfest und tonerdicht in der Walzendurchgangsof fnung 
angeordneten Lagerkorper (29), der ein zentrales, die Dreh- 

25 achse der Transportwalzen (TW) aufnehmendes abgedichtes Lager 
(30) aufweist, 

9. Entwicklerstation nach Anspruch 8 mit einem Lager mit zwei 
in einem Lagerkafig des Lagerkorpers angeordneten Walzlagern 

30 (32), die sich jeweils an ihrer Innenseite uber Tellerfedern 
(33) auf einem zentralen Bund (34) des Koppel elements (11) 
abstutzen und jeweils an ihrer AuSenseite an einem das Lager 
gegenuber den Entwicklerkarnmem abdichtenden Dichtring 
(35,36) anliegen. 

35 
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10. Entwicklerstation nach einem der Anspruche 7 bis 9, 
wobei die benachbarten Transportwalzen (TW) eine Transport- 
walzenbaugruppe bilden die beidseitig derart in einem Ent- 

5 wicklerstationsgehause (G) gelagert ist # dafi die Transport- 
walzenbaugruppe geschlossen aus dem Entwicklerstationsgehause 
<G) entnommen und wieder eingesetzt werden kann . 

11. Entwicklerstation nach Anspruch 10 mit einem am Lagerkor- 
10 per befestigten Drehsicherungselement (39), das in eine 

Langsfuhrung (41) des die Transportwalzen aufnehmenden Stati- 
onsgehauses eingreif t . 

12. Entwicklerstation nach einem der Anspruche 1 bis 11 mit 
15 einem g erne ins amen, die Entwicklerkammern mit ihren Walzen 

aufnehmenden Stationsgehause (G) das auswechselbar in dem Ge- 
rat angeordnet ist . 

13. Entwicklerstation nach einem der Anspruche 1 bis 12, wo- 
20 bei jede der Entwicklerkammern (E1,E2) eine Transportwalze 

(TW) , mehrere langs eines Entwicklerspal tes angeordnete Ent- 
wicklerwalzen (W1,W2) und eine den Entwicklerwalzen in Bewe- 
gungsrichtung des Zwischentragers nachgeordnete Dosierwalze 
(DW) aufweist, die jeweils im Bereich der Trennwande (ZW) ab- 
2 5 gedichtet sind und dafi im Auslauf bereich der Entwicklerstati- 
on eine samtliche Entwicklerkammern uberspannende Tragerfang- 
walze { TFW) angeordnet ist. 

14. Entwicklerstation nach einem der Anspruche 1 bis 13 mit 
30 einem gemeinsamen Antrieb (GT) fur die Walzen. 
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